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(54) 표시장치용 기판과 그 제조방법 및 이를 이용한액정표시장치

(57) 요약

본 발명은 표시장치용 기판과 그 제조방법을 제공한다. 본 발명의 기판은 빛 투과를 차단하는 차광막 패턴과 그 상부의 투

명도전막을 포함한다. 상기 차광막 패턴은 화소와 중첩되게 개구부를 갖는 화소패턴과 개구부 내부에 형성되는 돌출패턴

을 포함한다. 상기 돌출패턴이 형성된 영역에서 그 상부의 투명도전막은 상측으로 돌출되게 형성된다. 이와 같이 투명도전

막이 돌출된 부분을 기준으로 각 화소에 다중 도메인이 형성되며, 이는 시야각을 증대시키는 효과가 있다. 또한 상기 기판

은 투명도전막에 돌출된 부분을 형성하는데 투명도전막에 대한 추가 공정이 필요없어 공정이 단축되는 효과가 있다.

대표도

도 3

특허청구의 범위
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청구항 1.

기판상에 형성되되, 화소에 대응되는 복수의 개구부를 한정하는 화소패턴과 상기 개구부 내부에 형성되는 돌출패턴을 갖

는 차광막 패턴; 그리고

상기 기판 및 차광막 패턴을 덮되, 상기 돌출패턴상에서 돌출되는 투명도전막을 포함하는 표시장치용 기판.

청구항 2.

제 1항에 있어서,

상기 돌출패턴은 상기 개구부를 일방향으로 이등분하는 라인에 대해 대칭적으로 형성된 것을 특징으로 하는 표시장치용

기판.

청구항 3.

제 1항 또는 제 2항에 있어서,

상기 차광막 패턴상에 형성되는 컬러필터를 더 포함하는 표시장치용 기판.

청구항 4.

기판상에 차광막을 형성하고;

상기 차광막을 패터닝하여 복수의 개구부를 형성하면서 상기 개구부 내부의 소정 영역에 차광막이 잔류하는 돌출패턴이

형성되도록 하고;

상기 기판의 전면에 투명도전막을 증착하는 것을 포함하는 표시장치용 기판의 제조방법.

청구항 5.

제1 기판상에 형성되되, 화소에 대응되는 복수의 개구부를 한정하는 화소패턴과 상기 개구부 내부에 형성되는 돌출패턴을

갖는 차광막 패턴; 그리고

상기 제1 기판 및 차광막 패턴을 덮되, 상기 돌출패턴상에서 돌출되는 공통전극을 포함하는 액정표시장치.

청구항 6.

제 5항에 있어서,

상기 제1 기판과 마주보도록 합착되되,

그 상부에 상호 교차하면서 화소를 정의하는 게이트 라인과 데이터 라인이 형성되는 제2 기판을 더 포함하는 액정표시장

치.

청구항 7.
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제 6항에 있어서,

상기 제2 기판의 각 화소에 형성되며, 상기 돌출패턴과 중첩되지 않는 절개부 패턴을 갖는 화소전극을 더 포함하는 액정표

시장치.

청구항 8.

제 7항에 있어서,

상기 돌출패턴은 상기 게이트 라인과 평행한 방향으로 상기 개구부를 이등분하는 라인에 대해 대칭적으로 형성된 것을 특

징으로 하는 액정표시장치.

청구항 9.

제 6항 내지 제 8항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 제2 기판에는 상기 화소마다 컬러필터가 형성된 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 10.

제 5항 내지 제 8항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 제1 기판에는 상기 차광막 패턴상에 컬러필터가 형성된 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 평판표시장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 액정을 사용하는 액정표시장치에 관한 것이다.

일반적으로 평판표시장치(FPD; Flat Panel Display)란 두께가 얇고 평평한 화면을 제공하는 표시장치로, 대표적으로 노트

북 컴퓨터 모니터로 널리 쓰이는 액정표시장치(LCD)나 대형 디지털 TV로 사용되는 플라즈마 디스플레이(PDP) 또는 휴

대전화에 사용되는 유기전계발광디스플레이(OELD) 등이 있다. 이 중 액정표시장치는, 인가 전압에 따라 액체와 결정의

중간 상태 물질인 액정(liquid crystal)의 빛에 대한 투과도가 변화하는 특성을 이용하여, 입력되는 전기 신호를 시각 정보

로 변화시켜 영상을 전달한다.

통상의 액정표시장치는, 전극이 구비된 두 개의 기판과 상기 기판 사이에 주입되는 액정으로 구성된다. 상기 두 개의 기판

상의 전극에는 각각 상이한 전압이 인가되어 액정에 전계를 가하게 되며, 이 때 액정 분자들의 배열이 변경되며 액정의 빛

에 대한 투과도가 변하게 된다. 상기 액정표시장치는 동일한 화면 크기를 갖는 다른 표시장치에 비하여 무게가 가볍고 부

피가 작으며 작은 전력으로 동작하여 최근 널리 보급되고 있다.

액정이 전계에 따라 배열이 변경되는 것은 액정이 갖는 유전율 이방성 때문이다. 즉, 액정 분자는 장축 방향과 단축 방향에

대한 유전율이 상이한 물성을 갖는데, 이로 인하여 전계가 걸렸을 때 액정 분자의 장축 방향과 단축 방향으로 작용하는 전

공개특허 10-2007-0031077

- 3 -



기력이 상이하게 되고, 이러한 전기력의 차이는 액정 분자를 회전시키는 구동원이 된다. 액정은 종류에 따라 양의 유전율

이방성을 갖거나 음의 유전율 이방성을 갖는다. 즉, 액정의 장축 방향을 기준으로, 전자는 전계가 걸렸을 때 액정이 전계의

방향에 평행하게 배열되며 후자는 전계의 방향에 대해 수직으로 배열된다.

액정은 또한 굴절률 이방성을 가지며, 이는 액정의 배열 상태에 따라 빛에 대한 투과도가 달라지도록 작용하는 원인이 된

다. 그런데 이러한 액정의 굴절률 이방성은 액정표시장치에 있어서 시야각이 좁아지는 문제를 초래한다. 여기서 시야각

(viewing angle)이란 시청자가 디스플레이 화면을 보는 방향을 의미하며, 액정표시장치의 영상은 정면에 비해 측면으로

갈수록 왜곡되어 다른 디스플레이 장치에 비해 시야각이 좁다. 이는 액정이 정면에 대해 경사지게 배열된 경우, 정면에서

는 일정한 빛이 투과되어 올바른 영상이 나타나더라도, 액정의 굴절률 이방성으로 인해 액정이 경사진 측면 방향으로는 빛

이 투과되지 못하고 영상이 왜곡될 수 있기 때문이다.

이러한 액정표시장치의 시야각 문제를 해소하기 위해, 단일 화소를 영역별로 구분하여 각 영역에서 액정이 상이한 방향으

로 경사지게 배열될 수 있도록 한다. 즉, 각 화소의 영역별로 액정의 배열 방향에 따른 다중 도메인을 형성한다. 가령, 제1

영역의 액정은 제1 방향으로 경사지게 배열되고 제2 영역의 액정은 제2 방향으로 경사지게 배열되면, 일측면에서 보았을

때 제1 영역의 액정으로 빛이 투과되지 못하더라도 제2 영역의 액정으로는 빛이 투과될 수 있으므로, 액정표시장치의 시

야각이 증대될 수 있게 된다.

액정이 화소의 영역별로 상이한 방향으로 경사지게 하기 위해, 기판상에 형성되는 전극의 소정 영역을 제거하여 절개부를

형성하거나 또는 전극상의 소정 영역에 돌기를 형성한다. 위와 같은 절개부 등으로 인하여 전극에서 액정에 작용하는 전계

의 방향이 변경되며, 그 결과 절개부 등을 경계로 액정의 배열 방향이 상이하게 될 수 있다.

전극은 통상 투명도전막을 증착하여 형성되는데, 위와 같은 절개부를 형성하기 위해서는 투명도전막에 대한 패터닝 공정

이 필요하며 마찬가지로 돌기의 경우에도 돌기 형성을 위한 추가 공정이 필요하게 되어, 전체 공정이 증가되는 문제가 있

다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상기한 사정을 감안한 것으로, 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 시야각이 증대되면서도 공정이 단순화될

수 있는 표시장치용 기판과 그 제조방법 및 이러한 기판을 사용하는 액정표시장치를 제공하는데 있다.

발명의 구성

상기한 기술적 과제를 달성하기 위하여 본 발명은 표시장치용 기판을 제공한다. 본 발명의 표시장치용 기판은, 기판상에

형성되되, 화소에 대응되는 복수의 개구부를 한정하는 화소패턴과 상기 개구부 내부에 형성되는 돌출패턴을 갖는 차광막

패턴; 그리고 상기 기판 및 차광막 패턴을 덮되, 상기 돌출패턴상에서 돌출되는 투명도전막을 포함한다.

상기한 기판을 액정표시장치에 사용하는 경우, 상기 투명도전막 중 돌출패턴상에서 돌출되는 부분을 경계로 그 양측에서

액정은 상이한 경사 방향으로 배열된다. 이는 각 화소마다 액정의 경사 방향에 따른 다중 도메인이 형성되도록 하여, 액정

표시장치의 측면에서의 시인성이 향상될 수 있도록 한다.

본 발명에 따르면, 다중 도메인을 구현하기 위해 투명도전막에 돌출 부분을 형성함에 있어, 단지 차광막 패턴에 돌출패턴

이 포함되도록 함으로써 투명도전막에 대한 추가 공정을 생략할 수 있는 장점이 있다.

구체적으로 본 발명의 제조방법은, 기판상에 차광막을 형성하고; 상기 차광막을 패터닝하여 복수의 개구부를 형성하면서

상기 개구부 내부의 소정 영역에 차광막이 잔류하는 돌출패턴이 형성되도록 하고; 상기 기판의 전면에 투명도전막을 증착

하는 것을 포함한다.

또한 상기한 기판이 사용된 본 발명의 액정표시장치는 상호 마주보도록 합착되는 제1 기판과 제2 기판을 포함한다. 상기

제1 기판상에는, 화소에 대응되는 복수의 개구부를 한정하는 화소패턴과 상기 개구부 내부에 형성되는 돌출패턴을 갖는

차광막 패턴; 그리고 상기 제1 기판 및 차광막 패턴을 덮되, 상기 돌출패턴상에서 돌출되는 공통전극이 구비된다. 상기 제2

기판상에는 상호 교차하면서 화소를 정의하는 데이터 라인이 형성된다.

이하 첨부한 도면들을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세히 살펴보기로 한다. 다만 본 발명은 여기서 설명되어지는 실시예

들에 한정되지 않고 다양한 형태로 응용되어 변형될 수도 있다. 오히려 아래의 실시예들은 본 발명에 의해 개시된 기술 사
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상을 보다 명확히 하고 나아가 본 발명이 속하는 분야에서 평균적인 지식을 가진 당업자에게 본 발명의 기술 사상이 충분

히 전달될 수 있도록 제공되는 것이다. 따라서 본 발명의 범위가 아래에서 상술하는 실시예들로 인해 한정되는 것으로 해

석되어서는 안 될 것이다. 또한 하기 실시예와 함께 제시된 도면들에 있어서, 층 및 영역들의 크기는 명확한 설명을 강조하

기 위해서 간략화되거나 다소 과장되어진 것이며, 도면상에 동일한 참조번호들은 동일한 구성요소들을 나타낸다.

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치의 평면도이다.

도 1을 참조하면, 본 발명의 액정표시장치는 상호 합착되는 제1 기판(10)과 제2 기판(20) 및 그 사이에 주입되는 액정(미

도시)을 포함한다. 제1 기판(10)에는 빛을 차단하는 차광막 패턴(11)이 형성되며, 이는 화소패턴(11a)과 돌출패턴(11b)으

로 이루어진다. 또한 제2 기판(20)에는 금속배선(GL,DL)이 상기 화소패턴(11a)과 중첩되게 형성되며, 이러한 금속배선

(GL,DL)에 의해 정의된 각 화소에는 화소전극(25)이 형성된다. 상기 화소전극(25)은 소정 영역이 절개된 절개부 패턴

(25a)을 갖는데, 이는 상기 돌출패턴(11b)과 중첩되지 않게 형성된다.

도 2a는 도 1의 제1 기판을 분리하여 도시한 평면도이다.

도 2a를 참조하면, 제1 기판(10)에는 화소패턴(11a)과 돌출패턴(11b)의 차광막 패턴(11)이 형성된다. 화소패턴(11a)에 의

해 그 내부에 개구부(19)가 구비되는데, 상기 개구부(19)는 후술할 제2 기판(20)에 형성되는 화소에 대응된다. 돌출패턴

(11b)은 각 개구부(19) 내부에 반복적으로 형성되며, 도 2a에서 행방향으로 개구부(19)를 이등분하는 라인에 대해 대칭적

으로 형성될 수 있다. 한편, 제1 기판(10)의 전면에는 공통전극(미도시)이 형성되어 상기 차광막 패턴(11)을 덮고 있다.

도 2b는 도 1의 제2 기판을 분리하여 도시한 평면도이다.

도 2b를 참조하면, 제2 기판(20)상에는 화소패턴(11a)과 중첩되게 금속배선이 형성된다. 금속배선은 상호 교차하는 복수

의 게이트 라인(GL)과 데이터 라인(DL)으로 이루어지며, 각 라인(GL,DL)이 교차하면서 화소를 정의한다. 각 화소에는 화

소전극(25)이 형성되며 이는 상기 개구부(19)와 중첩되는 곳에 위치한다. 화소전극(25)은 소정 영역이 절개된 절개부 패턴

(25a)을 가지며 이는 제1 기판(10)의 돌출패턴(11b)과 상호 중첩되지 않게 형성된다.

이하에서는 상기한 액정표시장치의 수직 구조를 살펴본다.

도 3은 도 1의 A-A' 라인을 따라 취해진 단면도이다.

도 3을 참조하면, 제1 기판(10)상에는 차광막 패턴(11)과 컬러필터(12) 및 공통전극(15)이 적층된다. 상기 공통전극(15)

은 제1 기판(10)의 전면에 차광막 패턴(11)을 덮도록 형성되는데, 차광막 패턴(11)이 제1 기판(10)상의 소정 영역에만 위

치하므로 상기 차광막 패턴(11)이 형성된 영역과 형성되지 않은 영역을 따라 상기 공통전극(15)은 그 상부면 높이가 달라

지게 된다. 이와 같이 공통전극(15)의 상부면 높이가 위치에 따라 달라지도록 굴곡지게 형성된 구조는 다음과 같은 장점이

있다.

차광막 패턴(11)은 화소패턴(11a)과 돌출패턴(11b)을 포함하므로, 공통전극(15)은 화소패턴(11a) 또는 돌출패턴(11b)이

형성된 지점에서 상부로 돌출된다. 상기 화소패턴(11a)은 화소와 화소의 경계를 따라 형성되므로, 화소패턴(11a)에 의해

공통전극(15)이 돌출되는 지점은 화소간 경계 부분이다. 그런데 액정표시장치에서는 영상이 각 화소상의 액정(30)을 통과

한 빛에 의해 외부에 전달되므로, 화소의 경계로는 빛이 투과되지 않으며 해당 영역에서 공통전극(15)의 돌출 여부는 액정

표시장치의 동작에 직접적인 영향을 미치지는 않는다.

이에 비해 개구부 내부의 돌출패턴(11b)은 액정표시장치의 동작에 영향을 미치게 된다. 공통전극(15)은 돌출패턴(11b)상

에서 돌출부(16)를 갖게되며, 이러한 돌출부(16)상의 액정(30)은 돌출부(16)의 경사면을 따라 수평면에 대해 경사지게 배

열된다. 이 때 돌출부(16)의 좌우측 경사면에 대해 액정(30)은 상이한 방향으로 배열된다.

제2 기판(20)상에는 게이트 라인(미도시)과 데이터 라인(DL) 및 이들을 절연시키는 게이트 절연막(21)이 형성된다. 또한

데이터 라인(DL)상에는 데이터 라인(DL) 등의 절연 및 보호를 위한 보호막(22)이 형성되며, 보호막(22)상에는 화소전극

(25)이 형성된다. 상기 화소전극(25)은 소정 영역이 절개된 절개부 패턴(25a)을 갖는다. 여기서 절개부 패턴(25a)은 돌출

패턴(11b)과 상호 중첩되지 않도록 형성되며, 그 결과 절개부 패턴(25a)과 공통전극(15)의 돌출부(16) 또한 상호 중첩되

지 않게 된다.
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이 때 절개부 패턴(25a)은 그 양측의 화소전극(25)에 형성되는 전계의 방향을 수평면에 대해 경사지도록 변화시키며, 절개

부 패턴(25a)과 돌출패턴(11b)이 번갈아가면서 액정(30)의 배열 방향이 변경되도록 한다. 따라서 도 3에 도시된 바와 같

이, 절개부 패턴(25a)과 돌출패턴(11b)을 기준으로 상이한 액정(30) 배열을 갖는 다중 도메인(D1,D2,D3)이 형성된다.

앞서 살펴 본 바와 같이, 다중 도메인이 형성된 경우 액정(30)의 시야각이 증대된다. 종래의 경우 다중 도메인 형성을 위해

공통전극을 패터닝하거나 또는 공통전극상에 돌기를 형성하는 추가 공정이 필요하였으나, 본 발명에서는 이러한 추가 공

정이 필요하지 않게 되어 공정이 단순화 된다. 이와 관련된 구체적인 본 발명의 제조방법은 후술하도록 한다.

도 3을 재차 참조하면, 차광막 패턴(11)과 공통전극(15)의 사이에는 컬러필터(12)가 형성된다. 컬러필터(12)는 통상 빛의

삼원색에 해당하는 적색필터/녹색필터/청색필터로 구성되며, 이들이 각 화소별로 서로 번갈아가면서 나란하게 배치된다.

이러한 컬러필터(12)는 컬러를 구현하기 위한 것으로 제1 기판(10)외에 제2 기판(20)상에 형성되어도 무방하다. 이 경우

컬러필터(12)는 보호막(22)과 화소전극(25)의 사이에 형성될 수 있다.

도면에 도시하지 않았지만, 컬러필터(12)와 공통전극(15)의 사이에는 평탄화막이 개재될 수 있다. 일반적으로 평탄화막은

컬러필터(12)를 보호하고 또한 제1 기판(10)을 평평하게 만들어 공통전극(15) 형성시 양호한 스텝 커버리지(step

coverage)를 나타낼 수 있도록 아크릴 수지 등을 이용하여 스핀 코팅의 방법으로 형성될 수 있다. 그런데 본 발명은 돌출

패턴(11b)에 의한 굴곡이 공통전극(15)에 그대로 구현되도록 하여, 돌출패턴(11b)이 형성된 지점에 공통전극(15)의 돌출

부(16)가 형성되도록 한 것이므로, 평탄화막이 필수적인 것은 아니다. 그러나 돌출패턴(11b)이 두껍게 형성되어 돌출부

(16)의 높이가 불필요하게 커지는 것을 방지하고, 컬러필터(12)를 보호할 목적으로 선택적으로 평탄화막이 사용될 수도

있을 것이다.

상기한 구조의 액정표시장치 제조방법을 살펴본다. 본 발명의 액정표시장치는, 두 개의 기판을 각각 제조한 후 이들을 합

착하고 그 사이에 액정을 주입하여 밀봉하는 단계를 거쳐서 제조된다.

도 4a 내지 도 4d는 위와 같은 액정표시장치를 제조하는 과정을 설명하기 위한 단면도들로, 도 1의 A-A' 라인을 기준으로

한 것이다. 여기서 도 4a 내지 도 4c는 상기 두 개의 기판 중 돌출패턴이 형성되는 기판에 대한 것이고 도 4d는 반대측 의

절개부 패턴이 형성되는 기판에 대한 것이다.

도 4a를 참조하면, 제1 기판(10)상에 차광층을 형성한 후 이를 패터닝하여 차광막 패턴(11)을 형성한다. 차광층은 크롬 등

의 금속박막이나 카본(carbon) 계열의 유기 재료로 형성할 수 있다. 유기 재료를 사용하는 경우, 유기 블랙 포토레지스트

를 제1 기판(10)상에 코팅한 후 마스크를 이용한 포토 공정을 이용하여, 제1 기판(10)상의 소정 영역에만 차광층이 잔류하

도록 한다. 상기 마스크는 화소에 대응되는 화소패턴(11a)과 공통전극에 돌출부를 형성하기 위한 돌출패턴(11b)이 포함되

도록 설계되며, 노광 후 현상 단계를 거치면 차광막 패턴(11)이 형성되는 영역외의 차광층이 제거된다.

차광막 패턴(11)은 충분한 차광 특성을 확보할 수 있도록 광 밀도(optical density)가 2.5 이상이 되도록 함이 바람직하며,

상기한 광 밀도를 갖도록 재료에 따라 차광막 패턴(11)을 적절한 두께로 형성한다. 차광막 패턴(11) 내지 돌출패턴(11b)의

두께는 공통전극에서 돌출부의 돌출되는 높이와 관련되므로, 다중 도메인을 형성하는데 필요한 돌출 높이를 고려하여 차

광막 패턴(11)의 재료 및 그에 따른 두께를 결정한다.

도 4b를 참조하면, 차광막 패턴(11)상에 컬러필터(12)를 형성한다. 컬러필터(12)는 적색필터/녹색필터/청색필터 등의 상

이한 컬러필터(12)가 규칙적으로 배치되어 이루어진다. 이들은 적색/녹색/청색의 일정한 순서에 따라 안료가 포함된 컬러

포토레지스트를 제1 기판(10)상에 도포한 후 노광 및 현상 공정을 거쳐서 형성될 수 있다. 컬러필터(12)를 띠(stripe) 형상

으로 형성하면 적색필터/녹색필터/청색필터가 서로 번갈아가면서 나란하게 배치되며, 이 경우 단일한 노광 마스크를 화소

의 피치만큼 이동하면서 노광하는 방법으로 3색의 컬러필터(12)가 형성될 수 있다.

컬러필터(12)는 화소패턴(11a) 및 돌출패턴(11b)상에 형성되므로, 전체적으로 상부면이 평평하게 형성되지 않는다. 즉,

화소패턴(11a) 및 돌출패턴(11b)이 형성된 영역에서는 상방향으로 돌출되어, 해당 영역에서는 다른 영역에 비해 상부면이

높게 형성된다.
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도 4c를 참조하면, 컬러필터(12)상에 공통전극(15)을 형성한다. 이를 위해 제1 기판(10)의 전면에 스퍼터링 방법 등을 이

용하여 산화주석인듐이나 산화아연인듐을 증착하여 투명도전막을 형성한다. 여기서 투명도전막은 돌출패턴(11b)에 의해

굴곡지게 형성된 컬러필터(12)의 형상을 따라 증착된다. 따라서 투명도전막 또한 돌출패턴(11b)이 형성된 영역에서는 상

측으로 돌출된 돌출부(16)를 갖게된다.

도 4d를 참조하면, 위와 같은 방법으로 제1 기판(10)을 준비한 후에는 제1 기판(10)과 합착되는 제2 기판(20)을 준비한다.

제2 기판(20)상에는, 게이트 라인(미도시)과 데이터 라인(DL)과 같은 금속배선, 게이트 절연막(21)과 보호막(22)과 같은

절연막, 그리고 화소전극(25)을 형성한다. 게이트 라인과 데이터 라인(DL)은 금속층을 증착한 후 패터닝하여 형성하며, 상

호 교차하면서 화소 영역이 정의되도록 한다. 게이트 절연막(21)과 보호막(22)은 실리콘 나이트라이드등을 증착하여 형성

하며, 전자는 게이트 라인(GL)을 덮으며 후자는 데이터 라인(DL)을 덮도록 형성한다. 화소전극(25)은 보호막(22)상에 산

화주석인듐이나 산화아연인듐 등의 투명도전막을 증착한 후, 각 화소별로 분리되도록 패터닝하여 형성한다. 이 때 각 화소

내의 소정 영역을 제거하여 절개부 패턴(25a)이 형성되도록 한다.

이와 같이 제1 기판(10)과 제2 기판(20)이 준비되면 제1 기판(10)의 화소패턴(11a)과 제2 기판(20)의 데이터 라인(DL) 등

이 상호 대응되도록 정렬한 후, 제1 기판(10)과 제2 기판(20)을 합착하며 양 기판(10,20)의 사이로 액정(30)을 주입하는

후속 공정을 진행한다.

이상의 제조 공정에 있어서, 본 발명은 다음과 같은 장점을 나타낸다.

첫째, 제1 기판의 공통전극에 차광막 패턴에 따른 돌출부를 형성하여 시야각이 증대되는 특성을 나타내며, 이러한 돌출부

형성을 위해 공통전극에 대한 추가 공정을 필요로 하지 않는다. 종래 기술에서는 공통전극을 패터닝하거나 공통전극상에

돌기를 형성하는 추가 공정이 필요하였고, 이를 위해서는 포토 단계를 진행해야 하는 등 공정이 추가된다. 이에 비해, 본

발명에서는 공통전극의 돌출부는 차광막 패턴에 포함된 돌출패턴에 의해 형성되는데, 상기 돌출패턴 공정은 별도의 포토

단계를 추가하지 않고 차광막 패턴을 형성하는 단계에 병합될 수 있다. 결국 본 발명의 공통전극은 컬러필터상에 투명도전

막을 증착하는 것만으로 간단하게 형성된다.

둘째, 제1 기판상에 평탄화막을 형성하는 단계를 생략할 수 있다. 평탄화막은 기판을 평평하게 만든 상태에서 투명도전막

을 증착할 목적으로 사용하지만, 본 발명에서는 기판을 굴곡지게 만든 상태에서 이러한 돌출 상태가 공통전극에 구현되도

록 하기 때문에 평탄화막의 필요성이 감소된다. 이러한 이유로 평탄화막을 형성하지 않아도 무방하며, 그 결과 평탄화막

형성에 소요되는 공정을 단축시킬 수 있다.

발명의 효과

이상에서 살펴 본 바와 같이, 본 발명에 의하면 기판상의 공통전극에 형성되는 돌출부를 통하여 각 화소별로 돌출부를 기

준으로 액정의 배열 방향이 변경되는 다중 도메인이 형성되며, 이로 인하여 액정표시장치의 시야각이 증대된다. 또한 상기

돌출부는 빛을 차단하는 차광막 패턴을 형성하면서 구비되는 돌출패턴을 이용하여 형성될 수 있으므로, 공통전극에 대한

추가 공정을 진행할 필요가 없어 공정이 단축되는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치의 평면도,

도 2a는 도 1의 제1 기판을 분리하여 도시한 평면도,

도 2b는 도 1의 제2 기판을 분리하여 도시한 평면도,

도 3은 도 1의 A-A' 라인을 따라 취해진 단면도,

도 4a 내지 도 4d는 본 발명의 실시예에 따른 기판의 제조방법을 설명하는 단면도들이다.

♧도면의 주요부분에 대한 부호의 설명♧
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10 -- 제1 기판 11 -- 차광막 패턴

11a -- 화소패턴 11b -- 돌출패턴

12 -- 컬러필터 15 -- 공통전극

16 -- 돌출부 20 -- 제2 기판

21 -- 게이트 절연막 22 -- 보호막

25 -- 화소전극 25a -- 절개부 패턴

30 -- 액정 GL -- 게이트 라인

DL -- 데이터 라인

도면

도면1
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도면2a
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도면2b
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도면3

도면4a

도면4b
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도면4c

도면4d
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专利名称(译) 用于显示装置的基板，其制造方法以及使用该基板的液晶显示装置

公开(公告)号 KR1020070031077A 公开(公告)日 2007-03-19

申请号 KR1020050085742 申请日 2005-09-14

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) 三星电子有限公司

当前申请(专利权)人(译) 三星电子有限公司

[标]发明人 SEO DONG JIN
서동진
LEE YUN SEOK
이윤석
CHO YOUNG JE
조영제
KIM YOON JANG
김윤장
CHO WOO SIK
조우식

发明人 서동진
이윤석
조영제
김윤장
조우식

IPC分类号 G02F1/136 G02F1/1343

CPC分类号 G02F1/136209 G02F1/136286 G02F2001/136222 G02F2201/123

代理人(译) KWON，HYUK SOO
SE JUN OH
宋，云何

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本发明提供一种显示装置用板及其制造方法。本发明的基板配备有遮光
层图案和阻挡光传输的上部的透明导电膜。遮光层图案包括像素，具有
重叠的开口部分的像素图案，以及形成在开口部分中的突起图案。在模
制突起图案的区域中，上侧形成为使得上部的透明导电膜突出到上侧。
以这种方式，基于透明导电膜突出的部分在每个像素中形成多畴，具有
增大视角的效果。此外，基板具有形成在透明导电膜中突出的部分的效
果，但是不需要关于透明导电膜的附加工艺，并且工艺缩短。液晶，基
板，切口部分，突起，遮光层，突起部分，滤色器。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/a9139906-263b-4745-acf5-978c371bbc92
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/043655519/publication/KR20070031077A?q=KR20070031077A

